
Dolny Śląsk - miejscem inspiracji dla innowacyjnego rozwoju

ZAPRASZAMY
na konferencję
podsumowującą aktualizację
Regionalnej Strategii Innowacji
dla Województwa Dolnośląskiego.
Wrocław, 17 czerwca 2011 r. godz. 9.30 

Grupa wykonawcza aktualizacji RSI WD:

Innowacyjność Dolnego Śląska
– stan obecny i perspektywa zmian

9.00   9.30 Rejestracja uczestników
9.30   9.40 Powitanie (prof. Jan Koch, dyrektor WCTT
 oraz Marek Łapiński, Wicemarszałek WD)
9.40   10.05 Podsumowanie prac nad RSI WD na lata 2011-2020  
 (dr Jacek Firlej, z-ca dyrektora WCTT)
10.05   10.35 Uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek  
 członkom Grup Roboczych, biorącym udział
 w procesie aktualizacji RSI WD (Marek Łapiński,  
 Wicemarszałek WD)
10.35   11.00 Realizacja RSI WD w okresie 2012-2014
 – inicjatywy proinnowacyjne planowane
 przez Urząd Marszałkowski WD (dr Maciej  
 Zathey, dyrektor Departamentu Rozwoju
 Regionalnego UMWD)

11.00   11.20 Przerwa kawowa 
11.20   11.45 Finansowanie innowacyjnych działań  
 przedsiębiorstw - stan obecny oraz perspektywy  
 na kolejne lata (dr Mieczysław Ciurla, dyrektor  
 Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD)
11.45   12.15 Kreatywność podstawą innowacji
 (prof. Jan Koch,  dyrektor WCTT)
12.15   12.45 Rekomendacje zmian w polskim systemie  
 transferu technologii i komercjalizacji wiedzy –  
 wybrane rezultaty inicjatywy PARP „Skuteczne  
 otoczenie innowacyjnego biznesu”
 (Jakub Tarasiuk, WCTT)
12.45   13.30 Lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: wctt@wctt.pl
lub faksemna numer 71 320 3948. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 czerwca 2011 r. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Litwin, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej,
tel. 71 320 3318, e-mail: wctt@wctt.pl

Miejsce konferencji: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, ul. Smoluchowskiego 48, sala konferencyjna nr 21, II p.




